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Na FEL CVUT se otevira Spiékova laboratof pro vyvoj
pokroc€ilych materialu. Cilem jsou ,,neopotiebitelné“ dily

Skupina pokroc€ilych materiald, ktera pasobi v ramci katedry Fidici techniky
Fakulty elektrotechnické CVUT, uvadi do provozu novou $piékové vybavenou
laborator, které dominuje pristroj k pripravé tenkych povlaki metodou
vysokovykonového pulzniho magnetronového naprasovani. Tym profesora
Tomase Polcara zde bude hledat idealni materialy k upravé strojirenskych
dild. ,,Svatym gralem*“ je najit povlak, diky némuz se mechanické soucastky
v riznych aplikacich stanou prakticky neopotrebitelnymi.

Nova laboratof Skupiny pokro€ilych materiall se nachazi v budové Fakulty
elektrotechnické FEL CVUT v Praze 6 - Dejvicich a pravé v téchto dnech se otevira
jeji testovaci provoz. Ve vybavé laboratofe jsou dvé povlakovaci zafizeni, 3D
opticky interferometricky profilomér pro méfeni tloustky povlaku a jejich vnitfniho
pnuti a zafizeni k analyzam pfilnavosti. Pravé na vyzkum specialnich
materidlovych povlaku o tloustce typicky 1-5 mikrometru se skupina prof. Polcara
zaméfuje dlouhodobé a ma uz za sebou nékolik Ceskych i mezinarodnich projektd
podpofenych prestiznimi granty. PraZzska laboratof se nyni zaméfi pfedevSim na
feSeni, ktera Ize co nejrychleji pfivést do vyroby.

Vysokovykonové pulzni magnetronové naprasovani jako game changer

Dominantou nové laboratofe je unikatni povlakovaci zafizeni stfedni velikosti
ur€ené k prumyslovym aplikacim. Zafizeni je vybaveno ¢tyfmi katodami, z nichz se
rozprasuje poZadovany material. Unikatnost spociva v tom, Ze kazda katoda je
napajena svym vlastnim vysokovykonovym pulznim zdrojem HiPIMS (High-Power
Impulse Magnetron Sputtering). Vykon v pulzu je az jeden megawatt, coz vytvofri
vysoce ionizované plazma slibujici zcela nové vlastnosti pfipravenych povlaku.
Oproti standardnim technologiim maji povlaky pfipravené metodou HIPIMS vy$Si
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hustotu, a tim i odolnost vic¢i korozi i vy$Si tvrdost. Zaroven tato metoda
umoznuje povlakovat komplikované tvary €i diry, coz je zatim stale jednou

z limitaci stavajicich depozicnich technik. Experti nyni pfipravuji povlaky z
nezeleznych slitin (takzvané High Entropy Alloys), keramické vrstvy €i vrstvy
snizujici tfeni.

Vakuova komora ma objem 470 litri, coz je dostate€né napfiklad pro povlakovani
az 1000 vrtaka béhem jediné depozice nebo jedné velké formy pro automobilovy
pramysl. Vzhledem k velikosti aparatury je tak mozné spojit vyvoj vrstev s jejich
pFimym aplikovanim na realné sou€astky dodané prumyslovymi partnery. Vyrazné
se tim uspisi cesta novych povlakl na trh.

Cil: odolna reseni vhodna k sériové vyrobé

~Akademicky vyzkum se ¢asto zaméfuje na vylepSeni jedné vlastnosti, jako je

Nasim hlavnim cilem je dodat primyslu komplexni feSeni,” Fika Dan Karpinski ze
Skupiny pokrocilych materiald. Nova laboratof a moznost vyvoje v primyslovych
podminkach je tim velmi atraktivni pro firmy, které chtéji povlaky nové aplikovat Ci
vylepSit. Zajem o zafizeni ze strany firem je uz nyni vysoky. Prof. Polcar nedavno
ziskal jako koordinator EU projekt Lubricoat v celkové vysi 52 mil KE, ktery je pIné
zalozen na moznostech nové laboratofe a kde primyslovi partnefi z Némecka a
Spanélska prispé&ji castkou pFevysujici 17 miliont K&.

Samostatna Fakulta elektrotechnicka CVUT vznikla v roce 1950. V dnesni dobé se sklada ze 17
kateder umisténych ve dvou budovach: v ramci hlavniho kampusu CVUT v Dejvicich a v nasi historické
budové na Karlové namésti. Fakulta elektrotechnicka poskytuje prvotfidni vzdélani v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikaci, automatického fizeni, kybernetiky a
pocitacového inZenyrstvi. Fakulta se dlouhodobé fadi mezi prvnich pét vyzkumnych instituci v Ceské
republice. Produkuje pfiblizné 30 % vyzkumnych vysledkd celého CVUT a ma navazanou rozsahlou
védeckou spolupraci se Spickovymi svétovymi univerzitami i vyzkumnymi Gstavy. Od roku 1950 Fakulta
elektrotechnicka vydala cca 30 000 diplomd, které byly vzdy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotfidniho vzdélani. Vice informaci najdete na www.fel.cvut.cz

Ceské vysoké uéeni technické v Praze patfi k nejvétsim a nejstar$im technickym vysokym $kolam v
Evropé. V sougasné dob& ma CVUT osm fakult (stavebni, strojni, elektrotechnicka, jaderna a fyzikalné
inzenyrska, architektury, dopravni, biomedicinského inzenyrstvi, informacnich technologii) a studuje na
ném pres 18 000 studentl. Pro akademicky rok 2020/21 nabizi CVUT svym studentim 214
akreditovanych studijnich program(i a z toho 84 v cizim jazyce. CVUT vychovava odborniky v oblasti
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techniky, védce a manazery se znalosti cizich jazyku, ktefi jsou dynamicti, flexibilni a dokazi se rychle
pfizplisobovat pozadavkdm trhu. CVUT v Praze je v sougasné dobé na nasledujicich pozicich podle
Zebficku QS World University Rankings, ktery hodnotil 1604 univerzit po celém svété. V celosvétovém
Zebticku QS World University Rankings je CVUT na 432. mist& a na 9. pozici v regionlnim hodnoceni
,Emerging Europe and Central Asia“. V ramci hodnoceni pro ,Engineering — Civil and Structural" je
CVUT mezi 151.-200. mistem, v oblasti ,Engineering — Mechanical* na 201.-250. mist&, u
,=Engineering — Electrical“ na 201.—250. pozici. V oblasti ,Physics and Astronomy* na 201. az 250. misté,
,Natural Sciences” jsou na 283. pficce. V oblasti ,Computer Science and Information Systems" je na
251.-300. misté, v oblasti ,Mathematics“ a ,Material Sciences” na 301.-350 misté a v oblasti
,Engineering and Technology" je CVUT na 256. misté&. Vice informaci najdete na www.cvut.cz



